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事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

修正條文對照表(草案)

(第十二版)

(94.12.15)
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

修正總說明

為提升國內事業廢棄物處理品質，加強管制有害事業廢棄物於處理過程中衍生之對人體健康或環境潛在之風險，並配合事業廢棄物之資源永續再利用的國際潮流，檢討和修正現今之事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準，則為現階段提升事業廢棄物處理品質之重要管制目標。經評估歐盟、美國及日本等先進國家對於事業廢棄物之管制精神，及其對事業廢棄物之有效中間處理和最終處置進場管制的模式後，進行本次事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準之修正。本標準修正主要考量重要事項為：

- 配合先進國家對於廢棄物處理品質的要求，重新檢視現行事業廢棄物於貯存、清除及處理過程中，其執行上的合宜性與適切性，並以減少其對人體健康或環境影響為目標，建立嚴謹的最終處置場進場標準值，並以民國九十八年起為下階段之施行目標。

- 配合「有害事業廢棄物認定標準」之修正，將新增或調整之各類有害事業廢棄物和本設施標準相連結，建立從「搖籃到墳墓」的系統化管制規範，減少有害事業廢棄物處理對人體健康或環境的危害性。

- 強化事業廢棄物的管制要求，縮減事業廢棄物的貯存期限，加速事業廢棄物之清理程序，減少其因暫存而衍生的風險性。

- 檢討現行不同處理技術的專有名詞定義，配合整體之上網申報管制機制，將事業廢棄物清理計畫書和設施標準之管制名詞定義相連結，提升未來事業廢棄物上網申報管制之分類標準，以利未來事業廢棄物零廢棄之推行。

- 調整「管制醫療廢棄物」之貯存、清除與處理之設施標準，強化不同清理方式過程之分類管制原則，並參考世界衛生組織或先進國家管制標準，兼顧感染性事業廢棄物清理之適切性與合理性。

- 加強感染性事業廢棄物於清理程序之緊急應變條款的設置與因應，有效因應於天然災害、重大事故或其他急迫之情事發生時之相關配套。

本次標準修正重點說明如下：

1、 修正第二條之專用名詞定義，新增熱處理法之熔煉法、氧化分解法、化學處理法、堆肥處理法、洗淨處理法、物理處理法及有毒重金屬廢棄物等各個項目，以利本標準後續條文引用之參考。

2、 新增第四條，並要求事業須依照廢棄物之主要成份特性，或有害事業廢棄物之判定方式，公告廢棄物之分類代碼，藉由本次設施標準的新增，讓未來事業廢棄物上網申報之代碼使用上，提供合宜的法源依據。

3、 修正現有標準之第五條一般事業廢棄物貯存方法之規定，新增一般事業廢棄物之分類貯存要求，並於貯存期限的管制上，建議採一年為限。為避免事業廢棄物因特殊原因而無法於期限內完成處理，新增條文要求中央目的事業主管機關得檢具貯存保證計畫書經中央目的事業主管機關同意後，由中央主管機關延長其貯存期限的公告。

4、 修正現有標準之第六條有害事業廢棄物貯存方法之規定，修正有害事業廢棄物之貯存期限，並以半年為限，如有特殊情形者，得經地方主管機關同意再延長半年。為避免有害事業廢棄物因特殊原因而無法於期限內完成處理，新增條文要求中央目的事業主管機關得檢具貯存保證計畫書經中央目的事業主管機關同意後，由中央主管機關延長其貯存期限的公告。

5、 
修正第七條廢尖銳器具與感染性事業廢棄物貯存方法之規定，要求感染性事業廢棄物須依產出機構、清除機構及處理機構等符合不同之貯存期限和貯存溫度要求。新增如有特殊情形者，得經地方主管機關同意予以適當的延長。新增緊急處理條款，以因應天然災害、重大事故或其他急迫之情事發生時，執行相關緊急配套措施。

6、 修正現有標準第五條一般事業廢棄物貯存設施之相關規定，針對事業廢棄物產出種類屬公告再利用項目相同者，得和其具相同的貯存設施設置條件。

7、 修正現有標準第七條廢尖銳器具與感染性事業廢棄物貯存設施之規定，要求事業於貯存設施入口或設施外明顯處，標示感染性事業廢棄物標誌。

8、 修正現有標準之第十條有害事業廢棄物貯存設施之規定，要求屬有害事業廢棄物認定標準所認定之易燃性事業廢棄物、反應性事業廢棄物及第三類毒性化學物質廢棄物等，須依其危害特性種類配置所需之監測設備。另如有其他法令規章規範有害事業廢棄物之監測設備者，得適用之。

9、 修正第十六條廢尖銳器具與感染性事業廢棄物之清除方法要求，針對屬偏遠山區或離島地區者，部份路段可經地方主管機關同意而不須備有冷藏設施。

10、 新增第十七條感染性事業廢棄物清除作業之緊急應變條款。

11、 新增第十八條事業廢棄物處理三十日之期限規定，以減少處理機構因無法有效處理衍生之環境風險問題。如事業無法符合三十日之要求時，得經許可證核發機構同意後延長處理時限。

12、 修正現有標準第十七條一般事業廢棄物處理方法之規定，限制無機性污泥之含水率須低於百分之八十五始可清除，並將民國八十六年九月四日環署廢字第四九○八三號之公告納入本標準修正中，並依處理方法屬性進行調整。新增人體或動物使用之廢藥品之中間處理方式。

13、 修正現有標準第十七條有害事業廢棄物處理方法之規定，重新調整不同種類有害事業廢棄物處理原則和次序，新增含戴奧辛有害事業廢棄物、廢毒性化學物質及其貯存容器等處理方法之規定。

14、 修正現有標準第十八條管制醫療廢棄物之處理方法規定，依不同類別進行處理方法之規範，並增加處理之緊急應變條款。

15、 修正現有標準第二十一條有害事業廢棄物焚化設施之規定，針對焚化設施的自動監控上，要求須有燃燒條件自動控制、燃燒室出口中心溫度連續記錄等基本設施之設置。

16、 修正現有標準第二十七條安定掩埋場最終處置事業廢棄物之種類，將民國九十年五月十一日（九○）環署廢字第○○二九二二三號公告之納入本次修正條文中，並新增石材脫水污泥可採安定掩埋場進行處置。

17、 修正現有標準第三十五條固化處理後固化物之衛生掩埋進場管制限制。

18、 新增第三十七條事業廢棄物採衛生掩埋場處置之進場管制標準值，藉由掩埋場進場的管制規範的建立，防止有害污染物不當進入衛生掩埋場中。

19、 修正現有標準第三十八條有關於因本標準修正衍生之設施標準變更的緩衝期限，相關設施的改善期限須於本標準發布後一年內完成改善。

20、 新增第四十六條之適用期限規定，考量業者於處理技術提升有其困難性，故建議針對衛生掩埋場之進場標準管制上，由民國九十八年一月一日起開始施行。
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修正條文(草案)
現　行　條　文
說　明

第一章　總則
第一章　總則


第一條  本標準依廢棄物清理法（以下簡稱本法）第三十六條第二項規定訂定之。
第一條　本標準依廢棄物清理法（以下簡稱本法）第三十六條第二項規定訂定之。
未修正。

第二條  本標準專用名詞定義如下：
一、貯存：指事業 廢棄物於清除、處理前，放置於特定地點或貯存容器、設施內之行為。
二、清除：指事業廢棄物之收集、運輸行為。
三、處理：指下列行為：
(一)中間處理：指事業廢棄物在最終處置或再利用前，以物理、化學、生物、熱處理或其他處理方法，改變其物理、化學、生物特性或成分，達成分離、減積、去毒、固化或安定之行為。
(二)最終處置：指衛生掩埋、封閉掩埋、安定掩埋或海洋棄置事業廢棄物之行為。
(三)再利用：指事業產生之事業廢棄物自行、販賣、轉讓或委託做為原料、材料、燃料、填土或其他經中央目的事業主管機關認定之用途行為，並應符合其規定者。
四、清理：指貯存、清除或處理事業廢棄物之行為。
五、相容性：指事業廢棄物與容器、材料接觸，或二種以上之事業廢棄物混合，不發生下列效應者：
(一)產生熱。
(二)產生激烈反應、火災或爆炸。
(三)產生可燃性流體或有害流體。
(四)造成容器材料劣化，致降低污染防治之效果。
六、固化法：指利用固化劑與事業廢棄物混合固化之處理方法。
七、穩定法：指利用化學劑與事業廢棄物混合或反應使事業廢棄物穩定化之處理方法。
八、熱處理法：
(一)焚化法：指利用高溫燃燒，將事業廢棄物轉變為安定之氣體或物質之處理方法。
(二)熱解法：指將事業廢棄物置於無氧或少量氧氣之狀態下，利用熱能裂解使其分解成為氣體、液體或殘渣之處理方法。
(三)熔融法：指將事業廢棄物加熱至熔流點以上，使其中所含有害有機物質進一步氧化或重金屬揮發，其餘有害物質則存留於熔渣中產生穩定化、固化作用之處理方法。
(四)熔煉法：指將事業廢棄物併入金屬高溫冶煉製程中，合併進行高溫減量處理或金屬資源回收之處理方法。
(五)其他熱處理法：經中央主管機關或中央目的事業主管機關審查許可之熱處理方法。
九、氧化分解法：指利用化學氧化、電解氧化或濕式氧化方式，將事業廢棄物中特定污染物分解之處理技術。

十、化學處理法：指利用化學處理方式進行廢棄物處理者，包括中和法、氧化還原法、萃取法、化學調理法、離子交換法及電解法等各式處理方法者。

十一、堆肥處理法：指經生物醱酵作用轉化成穩定之有機肥料的處理方法。

十二、洗淨處理法：係指廢棄物貯存容器經水洗或溶劑清洗後，該貯存容器所含有害成份特性消失之處理方法。

十二、物理處理法：使用物理方式進行處理者，包括氣提、油水分離、蒸發(餾)分離、薄膜分離、破碎(或粉碎)、拆解、剝離及分選等各式處理方法者。
十三、滅菌法：指在一定時間內，以物理（含微波處理）或化學原理將廢棄物中微生物消滅之處理方法。採高溫高壓蒸氣滅菌者，以嗜熱桿菌芽孢測試，其他滅菌法以枯草桿菌芽孢測試，其清除率（reduction rate）至少達百分之九九．九九九者。
十四、掩埋法：
(一)安定掩埋法：指將一般事業廢棄物置於掩埋場，設有防止地盤滑動、沈陷及水土保持設施或措施之處理方法。

(二)衛生掩埋法：指將一般事業廢棄物掩埋於以不透水材質或低滲水性土壤所構築，並設有滲出水、廢氣收集處理設施及地下水監測裝置之掩埋場之處理方法。

(三)封閉掩埋法：指將有害事業廢棄物掩埋於以抗壓及雙層不透水材質所構築，並設有阻止污染物外洩及地下水監測裝置之掩埋場之處理方法。
十五、破壞去除效率（DRE）：指主要有害有機物質（POHCs）經熱處理後，所減少之百分比。
十六、燃燒效率（CE）：指煙道出口之排氣中所含二氧化碳濃度與二氧化碳及一氧化碳濃度總和之百分比。
十七、有毒重金屬廢棄物：指有害事業廢棄物認定標準中於附表一中「成份」所列重金屬項目或附表四中「分析項目」所列之有毒重金屬項目。
第二條　本標準專用名詞定義如下：
一、貯存：指事業 廢棄物於清除、處理前，放置於特定地點或貯存容器、設施內之行為。
二、清除：指事業廢棄物之收集、運輸行為。
三、處理：指下列行為：
(一)中間處理：指事業廢棄物在最終處置或再利用前，以物理、化學、生物、熱處理或其他處理方法，改變其物理、化學、生物特性或成分，達成分離、減積、去毒、固化或安定之行為。
(二)最終處置：指衛生掩埋、封閉掩埋、安定掩埋或海洋棄置事業廢棄物之行為。
(三)再利用：指事業產生之事業廢棄物自行、販賣、轉讓或委託做為原料、材料、燃料、填土或其他經中央目的事業主管機關認定之用途行為，並應符合其規定者。
四、清理：指貯存、清除或處理事業廢棄物之行為。
五、相容性：指事業廢棄物與容器、材料接觸，或二種以上之事業廢棄物混合，不發生下列效應者：
(一)產生熱。
(二)產生激烈反應、火災或爆炸。
(三)產生可燃性流體或有害流體。
(四)造成容器材料劣化，致降低污染防治之效果。
六、固化法：指利用固化劑與事業廢棄物混合固化之處理方法。
七、穩定法：指利用化學劑與事業廢棄物混合或反應使事業廢棄物穩定化之處理方法。
八、熱處理法：
(一)焚化法：指利用高溫燃燒，將事業廢棄物轉變為安定之氣體或物質之處理方法。
(二)熱解法：指將事業廢棄物置於無氧或少量氧氣之狀態下，利用熱能裂解使其分解成為氣體、液體或殘渣之處理方法。
(三)熔融法：指將事業廢棄物加熱至熔流點以上，使其中所含有害有機物質進一步氧化或重金屬揮發，其餘有害物質則存留於熔渣中產生穩定化、固化作用之處理方法。
(四)其他熱處理法。
九、滅菌法：指在一定時間內，以物理（含微波處理）或化學原理將感染性事業廢棄物中微生物消滅之處理方法，滅菌效能應以下列指標微生物測試，並達百分之九九．九九九者：
(一)高溫高壓蒸氣滅菌法：以嗜熱桿菌芽孢測試。
(二)其他滅菌法：以枯草桿菌芽孢測試。
十、掩埋法：
(一)安定掩埋法：指將一般事業廢棄物置於掩埋場，設有防止地盤滑動、沈陷及水土保持設施或措施之處理方法。
(二)衛生掩埋法：指將一般事業廢棄物掩埋於以不透水材質或低滲水性土壤所構築，並設有滲出水、廢氣收集處理設施及地下水監測裝置之掩埋場之處理方法。
(三)封閉掩埋法：指將有害事業廢棄物掩埋於以抗壓及雙層不透水材質所構築，並設有阻止污染物外洩及地下水監測裝置之掩埋場之處理方法。
十一、破壞去除效率（DRE）：指主要有害有機物質（POHCs）經熱處理後，所減少之百分比。
十二、燃燒效率（CE）：指煙道出口之排氣中所含二氧化碳濃度與二氧化碳及一氧化碳濃度總和之百分比。
1、 新增化學處理法、物理處理法、堆肥處理法及氧化分解法等四種處理技術之名詞定義。
2、 原條文進行順序調整。
3、 增加「熱處理法之熔煉法」、「氧化分解法」、「化學處理法」、「堆肥處理法」、「物理處理法」、「洗淨處理法」及「有毒重金屬廢棄物」等之名詞定義。
4、 修正滅菌處理法之名詞定義。

第三條　事業產生或受託清除處理之廢棄物屬本法第十八條第一項規定之應回收廢棄物，應依相關回收清除處理規定清除處理之。

第三條　事業產生或受託清除處理之廢棄物屬本法第十八條第一項規定之應回收廢棄物，應依相關回收清除處理規定清除處理之。

未修正。

第四條　中央主管機構得依事業廢棄物主要成份特性或有害事業廢棄物之判定方式公告其分類代碼。

一、本條新增。

二、配合事業廢棄物分類清理的需求，透過本條的新增，提供未來事業廢棄物分類代碼之公告法源。

第二章　事業廢棄物之貯存
第二章　事業廢棄物之貯存


第五條　有害事業廢棄物應與一般事業廢棄物分開貯存。
第四條　有害事業廢棄物應與一般事業廢棄物分開貯存。
一、條次調整。

第六條　一般事業廢棄物之貯存方法，應符合下列規定：
一、廢棄物產生源應依其廢棄物產生狀況或主要成份特性，進行分類貯存。
二、貯存地點、容器、設施應保持清潔完整，不得有廢棄物飛揚、逸散、滲出、污染地面或散發惡臭情事。
三、貯存容器、設施應與所存放之廢棄物具有相容性，不具相容性之廢棄物應分別貯存。
四、貯存地點、容器及設施，應於明顯處以中文標示廢棄物之名稱。
五、一般事業廢棄物貯存期限以一年為限。
如有特殊情形而無法符合前述規定者，得檢具相關文件或註明理由，經地方主管機關召開審查會議審核同意後，始得延長其貯存期限。相關同意文件須註明申請延長之廢棄物種類、原因及許可延長貯存之期限，並副知中央主管機關。

特定種類之一般事業廢棄物如因處理方法、處理設施容量或其他不可抗拒因素，導致無法於期限要求內進行處理者，中央目的事業主管機關得檢具貯存保證計畫書經中央目的事業主管機關同意後，由中央主管機關公告延長其貯存期限。


第五條　一般事業廢棄物之貯存方法，應符合下列規定：
一、貯存地點、容器、設施應保持清潔完整，不得有廢棄物飛揚、逸散、滲出、污染地面或散發惡臭情事。
二、貯存容器、設施應與所存放之廢棄物具有相容性，不具相容性之廢棄物應分別貯存。
三、貯存地點、容器、設施應於明顯處以中文標示廢棄物之名稱。
一、調整條次。
二、新增「廢棄物產生源應依廢棄物之主要成份特性進行分類貯存；中央主管機構得依廢棄物之成份特性公告其分類代碼，以利事業適用之。」之規定，藉由產源之分類，提升事業廢棄物之再利用比率，達資源回收之目的。

二、降低其貯存期限為一年，防止其因長期貯存衍生之環境風險問題。
三、如無法於規定期限內進行處理而須繼續貯存者，得由地方主管機關採會議審查方式進行延長貯存之申請，並會知中央主管機關。

四、如屬共通性短期內無法有效處理之有害事業廢棄物，中央主管機關或中央目的事業主管機關可逕行公告方式，延長其貯存期限。

第七條　有害事業廢棄物之貯存方法，除廢尖銳器具及感染性廢棄物外，應符合下列規定：
一、廢棄物產生源應依有害事業廢棄物認定方式或危害特性進行分類貯存。

二、有害事業廢棄物應以固定包裝材料或容器密封盛裝，置於貯存設施內，分類編號，並標示產生廢棄物之機構名稱、貯存日期、數量、成分及區別有害事業廢棄物特性之標誌。
三、貯存容器或設施應與有害事業廢棄物具有相容性，必要時應使用內襯材料或其他保護措施，以減低腐蝕、剝蝕等影響。
四、貯存容器或包裝材料應保持良好情況，其有嚴重生鏽、損壞或洩漏之虞，應即更換。
五、有害事業廢棄物貯存期限以半年為限，超過時應於屆滿一個月前向貯存設施所在地主管機關申請延長，並以一次為限。

如有特殊情形而無法符合前述規定者，得檢具相關文件或註明理由，經地方主管機關召開審查會議審核同意後，始得延長其貯存期限。相關同意文件須註明申請延長貯存之廢棄物種類、原因及許可延長貯存之期限，並副知中央主管機關。

特定種類之有害事業廢棄物如因處理方法、處理設施容量或其他不可抗拒因素，導致無法於期限要求內進行處理者，中央目的事業主管機關得檢具貯存保證計畫書經中央目的事業主管機關同意後，由中央主管機關公告延長其貯存期限。


第六條　有害事業廢棄物之貯存方法，除感染性事業廢棄物外，應符合下列規定：
一、應以固定包裝材料或容器密封盛裝，置於貯存設施內，分類編號，並標示產生廢棄物之機構名稱、貯存日期、數量、成分及區別有害事業廢棄物特性之標誌。
二、貯存容器或設施應與有害事業廢棄物具有相容性，必要時應使用內襯材料或其他保護措施，以減低腐蝕、剝蝕等影響。
三、貯存容器或包裝材料應保持良好情況，其有嚴重生鏽、損壞或洩漏之虞，應即更換。
四、貯存以二年為限，超過二年時，應於屆滿三個月前向貯存設施所在地主管機關申請延長。
一、調整條次。

二、新增「廢棄物產生源應依廢棄物之主要成份或危害特性進行分類貯存；中央主管機構得依廢棄物危害成份特性公告其分類代碼，以利事業適用之。」之規定，藉由產源之分類，提升事業廢棄物之再利用比率，達資源回收之目的。

二、配合有害事業廢棄物認定標準第三條第二款之修正，將本條文內容依照管制醫療廢棄物規定其貯存方法，爰修正如上。

三、降低其貯存期限為半年，防止其因長期貯存衍生之環境風險問題。每次延長期限為半年，以一次為限。

四、如無法於規定期限內進行處理而須繼續貯存者，得由地方主管機關採會議審查方式進行延長貯存之申請，並會知中央主管機關。

五、如屬共通性短期內無法有效處理之有害事業廢棄物，中央主管機關或中央目的事業主管機關可逕行公告方式，延長其貯存期限。

第八條　廢尖銳器具與感染性廢棄物之貯存方法，應符合下列規定：
一、廢尖銳器具：應在產生源即與其他廢棄物分類收集，並以不易穿透之堅固容器密封貯存。
二、感染性廢棄物：應在產生源即與其他廢棄物分類收集；以熱處理法處理者，應以防漏、不易破之紅色塑膠袋或紅色可燃容器密封貯存；以滅菌法處理者，應以防漏、不易破之黃色塑膠袋或黃色容器密封貯存。貯存條件應符合下列規定：

(一)廢棄物產出機構：常溫下貯存者，以一日為限；於攝氏五度以下至零度以上冷藏者，以七日為限；於攝氏零度以下冷凍者，以三十日為限。偏遠山區或離島地區經地方主管機關同意後，於攝氏五度以下至零度以上冷藏得延長至三十日。
(二)清除機構：不得於常溫下貯存；但有特殊情形而須轉運者，經地方主管機關同意後，得於攝氏五度以下冷藏或冷凍，並以七日為限。
(三)處理機構：不得於常溫下貯存；於攝氏五度以下至零度以上冷藏者，以七日為限；於攝氏零度以下冷凍者，以三十日為限。
前項貯存容器，除應於最外層明顯處標示廢棄物、產生廢棄物之機構名稱、貯存日期、貯存溫度、重量及清除處理機構名稱及危害性標誌。
第一項貯存期限，不含清運過程、裝卸貨及等待投料時間。
廢尖銳器具及感染性廢棄物在貯存期間所產生之氣味若造成任何妨礙行為，需立即清除。
事業如有特殊情形而無法符合前述規定者，得檢具相關文件報請地方主管機關同意後，延長貯存期限。相關同意文件須註明申請延長貯存之廢棄物種類、原因及許可延長貯存之期限，並副知中央主管機關。

因天然災害、重大事故或其他急迫之情事發生，中央主管機關得公告緊急貯存之方法或設施標準，不受第一項規定之限制。
第七條　感染性事業廢棄物之貯存方法，應符合下列規定：
一、下列事業廢棄物應以紅色可燃容器密封貯存，並標示感染性事業廢棄物標誌；其於常溫下貯存者，以一日為限；於攝氏五度以下冷藏者，以七日為限：
(一)手術房、產房、檢驗室、病理室、解剖室、實驗室所產生之廢檢體、廢標本或人體、動物殘肢、器官或組織等。
(二)傳染性病房或隔離病房所產生之事業廢棄物。
(三)廢透析用具、廢血液或廢血液製品。
(四)其他曾與病人血液、體液、引流液或排泄物接觸之可燃性事業廢棄物。
(五)其他依有害事業廢棄物認定標準規定屬可燃感染性事業廢棄物者。
二、下列事業廢棄物應以不易穿透之黃色容器密封貯存，並標示感染性事業廢棄物標誌：
(一)廢棄之針頭、刀片、縫合針等器械，及玻璃材質之注射器、培養皿、試管、試玻片。
(二)其他曾與病人血液、體液、引流液或排泄物接觸之不可燃事業廢棄物。
(三)其他依有害事業廢棄物認定標準規定屬不可燃感染性事業廢棄物。
前項規定之貯存時間、溫度及感染性事業廢棄物標誌，應標示於容器明顯處。
第一項第二款之感染性事業廢棄物採焚化法或熔融法處理者，得依第一項第一款規定貯存。但貯存容器仍應以不易穿透之材質為限。
1、 調整條次。

2、 配合有害事業廢棄物認定標準第三條第二款之修正，將第一項「感染性事業廢棄物」修正為「廢尖銳器具及感染性廢棄物」，並規定其貯存方法，爰修正如左。

3、 感染性廢棄物將貯存地點分成廢棄物產出機構、清除機構及處理機構，分別規定其貯存期限及溫度。

4、 針對偏遠山區或離島地區因清運交通不便者，考量其產量少及具環境風險性小之特殊情況，得經地方主管機關同意後，於攝氏五度以下至零度以上之貯存期限得延長至三十日。

5、 第三項說明貯存期限，不含清運過程、裝卸貨及等待投料時間。

6、 為避免放寬貯存期限造成廢棄物產生不適之氣味，第四項規定若在貯存期間產生之氣味造成任何妨礙行為，需立即清除。
7、 如有特殊情事致成事業無法符合前述之規定者，事業得檢具相關文件經地方主管機關審核後，予以特別之貯存期限。
8、 於天然災害、重大事故或其他急迫情事發生時，於貯存方法或設施規定上，得採緊急條款而另案管制之。

第九條　一般事業廢棄物須依其組成特性進行貯存設施之設置，並符合下列規定：
一、應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或措施。
二、由貯存設施產生之廢液、廢氣、惡臭等，應有收集或防止其污染地面水體、地下水體、空氣、土壤之設備或措施。
事業廢棄物之種類與各目的事業主管機關所公告再利用種類相同者，於貯存設施的設置上可與公告再利用事業廢棄物相同，不受前項之限制。

中央主管機關或中央目的事業主管機關針對特殊一般事業廢棄物於貯存期間無污染之虞者，可採公告方式免除本條前項之相關限制。


第八條　一般事業廢棄物之貯存設施，除經中央主管機關公告者外，應符合下列規定：
一、應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或措施。
二、由貯存設施產生之廢液、廢氣、惡臭等，應有收集或防止其污染地面水體、地下水體、空氣、土壤之設備或措施。
一、調整條次。

二、如事業廢棄物之種類和公告再利用項目相同者(如廢鐵、廢紙…等)，則於貯存設施的設置上，亦待同於公告再利用種類，避免同一種廢棄物種類，但有兩種管制措施。
三、如有特殊一般事業廢棄物於貯存期間無污染之虞者，中央主管機關或中央目的事業主管機關可採公告方式，免除其相關貯存設施之規定。

第十條　廢尖銳器具與感染性廢棄物之貯存設施除應符合前條規定外，並應符合下列規定：
一、應於設施入口或設施外明顯處標示感染性事業廢棄物標誌，並備有緊急應變設施或措施，其設施應堅固，並與治療區、廚房及餐廳隔離。但診所得於治療區設密封貯存設施。
二、貯存事業廢棄物之不同顏色容器，須分開置放。
三、應有良好之排水及沖洗設備。
四、具防止人員或動物擅自闖入之安全設備或措施。
五、具防止蚊蠅或其他病媒孳生之設備或措施。
第九條　感染性事業廢棄物之貯存設施除應符合前條規定外，並應符合下列規定：
一、應於明顯處標示感染性事業廢棄物標誌及備有緊急應變措施，其設施應堅固，並與治療區、廚房及餐廳隔離。但診所得於治療區設密封貯存設施。
二、貯存事業廢棄物之不同顏色容器，須分開置放。
三、應有良好之排水及沖洗設備。
四、具防止人員或動物擅自闖入之安全設備或措施。
五、具防止蚊蠅或其他病媒孳生之設備或措施。
一、調整條次。

二、配合有害事業廢棄物認定標準第三條第二款之修正，將「感染性事業廢棄物」修正為「廢尖銳器具及感染性廢棄物」。



第十一條　有害事業廢棄物之貯存設施，除廢尖銳器具及感染性廢棄物外，應符合下列規定：
一、應設置專門貯存場所，其地面應堅固，四周採用抗蝕及不透水材料襯墊或構築。
二、應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或措施。
三、由貯存設施產生之廢液、廢氣、惡臭等，應有收集或防止其污染地面水體、地下水體、空氣、土壤之設備或措施。
四、應於明顯處，設置白底、紅字、黑框之警告標示，並有災害防止設備。
五、設於地下之貯存容器，應有液位檢查、防漏措施及偵漏系統。
六、應配置所需之警報設備、滅火、照明設備或緊急沖淋安全設備。
七、屬有害事業廢棄物認定標準所認定之易燃性事業廢棄物、反應性事業廢棄物及第三類毒性化學物質廢棄物等，須依其危害特性種類配置所需之監測設備。如有其他法令規章規範有害事業廢棄物之監測設備者，得適用之。
第十條　有害事業廢棄物之貯存設施，除感染性事業廢棄物外，應符合下列規定：
一、應設置專門貯存場所，其地面應堅固，四周採用抗蝕及不透水材料襯墊或構築。
二、應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或措施。
三、由貯存設施產生之廢液、廢氣、惡臭等，應有收集或防止其污染地面水體、地下水體、空氣、土壤之設備或措施。
四、應於明顯處，設置白底、紅字、黑框之警告標示，並有災害防止設備。
五、設於地下之貯存容器，應有液位檢查、防漏措施及偵漏系統。
六、應依貯存事業廢棄物之種類，配置監測設備、警報設備、滅火、照明設備或緊急沖淋安全設備。
一、調整條次。

二、配合有害事業廢棄物認定標準第三條第二款之修正，將「感染性事業廢棄物」修正為「廢尖銳器具及感染性廢棄物」。
三、增加「易燃性事業廢棄物、反應性事業廢棄物及第三類毒性化學物質廢棄物等，須依其危害特性配置所需監測設施」，以利有害事業廢棄物之危害發生之防止。

第三章　事業廢棄物之清除
第三章　事業廢棄物之清除


第十二條　清除事業廢棄物之車輛、船舶或其他運送工具於清除過程中，應防止事業廢棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散、爆炸等污染環境或危害人體健康之情事發生。
第十一條　清除事業廢棄物之車輛、船舶或其他運送工具於清除過程中，應防止事業廢棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散、爆炸等污染環境或危害人體健康之情事發生。
一、調整條次。

第十三條　不具相容性之事業廢棄物不得混合清除。
第十二條　不具相容性之事業廢棄物不得混合清除。
一、調整條次。

第十四條　事業自行或委託清除其產生之事業廢棄物至該機構以外，應紀錄清除廢棄物之日期、種類、數量、車輛車號、清除機構、清除人、處理機構及保留所清除事業廢棄物之處置證明。
前項資料應保留三年，以供查核。
第十三條　事業自行或委託清除其產生之事業廢棄物至該機構以外，應紀錄清除廢棄物之日期、種類、數量、車輛車號、清除機構、清除人、處理機構及保留所清除事業廢棄物之處置證明。
前項資料應保留三年，以供查核。
一、調整條次。

第十五條　清除有害事業廢棄物之車輛應符合下列規定：
一、應標示機構名稱、電話號碼及區別有害事業廢棄物特性之標誌。
二、隨車攜帶對有害事業廢棄物之緊急應變方法說明書及緊急應變處理器材。
清除有害事業廢棄物於運輸途中有任何洩漏情形發生時，清除人應立即採取緊急應變措施並通知相關主管機關，產生有害事業廢棄物之事業與清除機構應負一切清理善後責任。
第十四條　清除有害事業廢棄物之車輛應符合下列規定：
一、應標示機構名稱、電話號碼及區別有害事業廢棄物特性之標誌。
二、隨車攜帶對有害事業廢棄物之緊急應變方法說明書及緊急應變處理器材。
清除有害事業廢棄物於運輸途中有任何洩漏情形發生時，清除人應立即採取緊急應變措施並通知相關主管機關，產生有害事業廢棄物之事業與清除機構應負一切清理善後責任。
一、調整條次。

第十六條　事業自行或委託清除機構清除有害事業廢棄物至該機構以外之貯存或處理場所時，須填具一式六聯之遞送聯單。但屬依本法第三十一條第一項公告應以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出、輸入、過境或轉口情形之事業或自行向主管機關申請改以網路傳輸方式申報者不在此限。
前項之遞送聯單經清除機構簽收後，第一聯送產生廢棄物所在地之主管機關以供查核，第六聯由事業存查，第二聯至第五聯由清除機構於十日內送交處理機構簽收，清除機構保存第五聯。處理機構於收到廢棄物之翌日起三十日內處理完畢後，應於處理後七日內將第三聯送回事業，第四聯送事業所在地之主管機關以供查核，並自行保存第二聯；其為採固化法、穩定法或其他經中央主管機關公告之處理方法處理有害事業廢棄物之處理機構，應同時檢附最終處置進場證明。
有害事業廢棄物輸出國外處理前之暫時貯存免填第二聯及第三聯，第四聯由清除機構於廢棄物運至貯存場所後簽章填送。
前項清除或處理機構，將有害事業廢棄物轉託他機構清除或處理者，應依前項程序辦理。
處理機構發現事業廢棄物成分、特性、數量與遞送聯單所載不符者，應於發現之翌日起十日內，請求清除機構或事業補正，並向當地主管機關報備。
事業於廢棄物清運後四十五日內未收到第三聯者，應主動追查委託清除之有害事業廢棄物流向，並向當地主管機關報備。
事業自行清除、處理有害事業廢棄物者，其填具一式六聯之遞送聯單，應由執行清除、處理者簽章再經事業簽章後，依第一項規定程序辦理。
第一項及前項之遞送聯單，應保存三年，以供查核。
第十五條　事業自行或委託清除機構清除有害事業廢棄物至該機構以外之貯存或處理場所時，須填具一式六聯之遞送聯單。但屬依本法第三十一條第一項公告應以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出、輸入、過境或轉口情形之事業或自行向主管機關申請改以網路傳輸方式申報者不在此限。
前項之遞送聯單經清除機構簽收後，第一聯送產生廢棄物所在地之主管機關以供查核，第六聯由事業存查，第二聯至第五聯由清除機構於十日內送交處理機構簽收，清除機構保存第五聯。處理機構於收到廢棄物之翌日起三十日內處理完畢後，應於處理後七日內將第三聯送回事業，第四聯送事業所在地之主管機關以供查核，並自行保存第二聯；其為採固化法、穩定法或其他經中央主管機關公告之處理方法處理有害事業廢棄物之處理機構，應同時檢附最終處置進場證明。
有害事業廢棄物輸出國外處理前之暫時貯存免填第二聯及第三聯，第四聯由清除機構於廢棄物運至貯存場所後簽章填送。
前項清除或處理機構，將有害事業廢棄物轉託他機構清除或處理者，應依前項程序辦理。
處理機構發現事業廢棄物成分、特性、數量與遞送聯單所載不符者，應於發現之翌日起十日內，請求清除機構或事業補正，並向當地主管機關報備。
事業於廢棄物清運後四十五日內未收到第三聯者，應主動追查委託清除之有害事業廢棄物流向，並向當地主管機關報備。
事業自行清除、處理有害事業廢棄物者，其填具一式六聯之遞送聯單，應由執行清除、處理者簽章再經事業簽章後，依第一項規定程序辦理。
第一項及前項之遞送聯單，應保存三年，以供查核。
一、調整條次。

第十七條　廢尖銳器具與感染性廢棄物之清除方法，除清除廢棄物之車輛依第十一條至第十四條之規定外，並應符合下列規定：
一、以不同顏色容器貯存之廢棄物不得混合清除。
二、於運輸過程，不可壓縮及任意開啟。
三、運輸途中應備有冷藏措施；但偏遠山區或離島地區因清除運輸交通不便者，經地方主管機關同意後，得於部份清除運輸路程中，不須備有冷藏設施。
第十六條　感染性事業廢棄物之清除方法，除清除廢棄物之車輛依第十一條至第十四條之規定外，並應符合下列規定：
一、以不同顏色容器貯存之廢棄物不得混合清除。但以黃色容器貯存之感染性事業廢棄物採焚化法或熔融法處理者，不在此限。
二、於運輸過程，不可壓縮及任意開啟。
三、不可燃感染性事業廢棄物直接清除至最終處置場所前應先經滅菌處理。
四、運輸途中應備有冷藏措施。
1、 調整條次。

2、 配合有害事業廢棄物認定標準第三條第二款之修正，將「感染性事業廢棄物」修正為「廢尖銳器具及感染性廢棄物」。

3、 因以黃色容器貯存之廢棄物以滅菌法處理，因此刪除“但以黃色容器貯存之感染性事業廢棄物採焚化法或熔融法處理者，不在此限”。

4、 刪除原條文第三款。

四、考量部份偏遠山區和離島地區因交通運輸不便，無法全程備有冷藏運輸車輛清除，宜經地方主管機關同意後，部份運輸路段可免冷藏車輛運送。

第十八條　因天然災害、重大事故或其他急迫之情事發生，中央主管機關得公告緊急清除之方法或設施標準，不受第十六條規定之限制。

一、本條新增。

二、考量緊急情事發生時，無有效量能之冷藏清除機具可進行尖銳器具及感染性廢棄物之清除，故增訂本緊急條款，以利未來如有重大事故或其他急迫情事發生時，可採其他運輸工具，避免危害事件之擴大。

第四章　事業廢棄物之中間處理
第四章　事業廢棄物之中間處理


第十九條　事業廢棄物處理機構(含清理機構)或再利用機構應於收到廢棄物之三十日內完成廢棄物處理或再利用作業。

依本法第二十八條第一項第二款和第三款指定公告之事業，因特定因素而無法於收到廢棄物之三十日內完成處理作業者，得由該處理機構報經原許可證核發主管機關同意後，不受前項之三十日內完成廢棄物處理作業之限制。原許可證核發主管機關須將同意文件副知中央主管機關。

1、 本條新增。主要將原列於「公告以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形之事業」(94.04.01公告條文納入本設施標準中，以後續之管制)。

第二十條　下列一般事業廢棄物除再利用者及中央主管機關另有規定外，應先經中間處理，其處理方法如下：
一、污泥：無機性污泥脫水或乾燥至含水率百分之八十五以下，始可清除。
二、廢變壓器絕緣油含多氯聯苯濃度百萬分之二以上未達百萬分之五十者之處理方法：

(一)、廢變壓器應先固液分離，其金屬殼體部分回收處理。

(二)、絕緣油或液體部分，需以熱處理設施處理（含鍋爐），其空氣污染物排放應符合各該處理設施所屬事業之空氣污染物排放標準。

(三)、其他非金屬之固體廢棄物部分，以熱處理或衛生掩埋法處置。
三、人體或動物使用之廢藥品：以資源回收處理或熱處理法處理。

四、含氟氯碳化合物之廢棄物：以資源回收處理。
五、其他經中央主管機關公告之處理方法。
第十七條　下列事業廢棄物除再利用者及中央主管機關另有規定外，應先經中間處理，其處理方法如下：
一、污泥：無機性污泥脫水或乾燥至含水率百分之八十五以下；有機性污泥以脫水或熱處理法處理。
二、有害事業廢棄物認定標準所列之含有毒重金屬廢棄物：以固化法、穩定法、電解法、薄膜分離法、熱蒸發或熔煉法處理；含氰化物者，以氧化分解法、焚化法或濕式氧化法處理。但含汞及其化合物者，如乾基每公斤濃度高於（含等於）二百六十毫克，應以熱處理法回收汞，低於二百六十毫克者，得採其他方式中間處理；採熱處理法回收汞後，其溶出試驗結果汞溶出量應低於0.2毫克／公升，採其他方式中間處理者，其溶出試驗結果應低於0.025毫克／公升。
三、廢油：以油水分離、蒸餾或逕採焚化法處理。
四、廢酸或廢鹼：以蒸發、蒸餾、薄膜分離或中和法處理；含氰化物者，應先經氧化前處理，再以中和法處理或濕式氧化法分解之。
五、廢塑膠類、廢橡膠類：經破碎、切斷處理至十五公分以下，或逕採蒸餾法、分類回收法、熱熔法或熱處理法處理。
六、廢溶劑：以萃取法、油水分離法、蒸餾法或逕採熱處理法處理。
七、含農藥、多氯聯苯、戴奧辛之廢棄物：以熱處理法處理。
八、屬有害事業廢棄物之石綿及其製品：經潤濕處理，再以厚度萬分之七十五公分以上之塑膠袋雙層盛裝後，置於堅固之容器中，或採具有防止飛散措施之固化法處理。
九、含氟氯碳化合物之廢棄物：以回收處理。
十、鋼鐵業集塵灰：以回收處理。
十一、其他經中央主管機關公告之處理方法。
1、 調整條次。

2、 刪除有機性污泥之處理方式，未來採多元化處理。
3、 將八十六年九月四日環署廢字第四九○八三號之「公告廢變壓器絕緣油含多氯聯苯濃度百萬分之二以上未達百萬分之五十者之處理方法」納入本標準修正中，並依其屬性進行處理方法之調整。
4、 新增人體或動物使用之廢藥品之中間處理方式。


第二十一條　有害事業廢棄物除再利用者及中央主管機關另有規定外，應依序進行中間處理，其處理方法如下：
一、含氰化物者，以氧化分解或熱處理法處理之。
二、廢油、有害性有機污泥或有害性有機殘渣(殘留物)：以油水分離、蒸餾或逕採熱處理法處理之。
三、廢溶劑：以萃取法、油水分離法、蒸餾法或逕採熱處理法處理。
四、含農藥與多氯聯苯之廢棄物：以熱處理法處理。
五、反應性有害事業廢棄物：以氧化分解或熱處理法處理。
六、廢酸或廢鹼：以蒸發、蒸餾、薄膜分離或中和法處理。
七、含汞及其化合物者，如乾基每公斤濃度高於（含等於）二百六十毫克，應以熱處理法回收汞，低於二百六十毫克者，得採其他方式中間處理；採熱處理法回收汞後，其溶出試驗結果汞溶出量應低於0.2毫克／公升，採其他方式中間處理者，其溶出試驗結果應低於0.025毫克／公升。
八、含有毒重金屬廢棄物：以固化法、穩定法、電解法、薄膜分離法、熱蒸發、熔融法或熔煉法處理。如事業廢棄物中可燃份或揮發性固體含量(重量百分比)大於百分之三十(含)以上，可先採熱處理法處理之。
九、屬有害事業廢棄物之石綿及其製品：經潤濕處理，再以厚度萬分之七十五公分以上之塑膠袋雙層盛裝後，置於堅固之容器中，或採具有防止飛散措施之固化法處理。
十、鋼鐵業集塵灰：以資源回收處理、固化法或穩定化法處理。
十一、戴奧辛廢棄物：以熱處理法處理或逕以獨立分區衛生掩埋處置或封閉掩埋處置。

十二、廢毒性化學物質：以資源回收處理、熱處理、化學處理、穩定化或固化處理。

十三、貯存毒性化學物質或其他有害事業廢棄物之容器：採化學處理、熱處理或洗淨處理；如採水洗淨處理者，須有妥善廢水處理設施。

十四、其他經中央主管機關公告之處理方法。

一、調整條次，並配合有害事業廢棄物之處理方法將有機性有害廢棄物往前調整。
二、新增反應性事業廢棄物之處理方式規定。

三、新增有機物含有毒重金屬之前處理方式，可採焚化處理、熱處理或熔融處理方式。

四、鋼鐵業集塵灰採多元化處理方式，新增固化法或穩定化處理法。

五、增加廢貯存容器洗淨處理之規定。



第二十二條　管制醫療廢棄物除中央主管機關另有規定外，應先經中間處理，其處理方法如下：
一、基因毒性廢棄物：以熱處理法或化學處理法處理之。
二、廢尖銳器具：以熱處理法處理或應經滅菌後粉碎處理。

三、感染性廢棄物：以熱處理法處理。但廢棄之微生物培養物、菌株及相關生物製品、手術或驗屍廢棄物、實驗室廢棄物、透析廢棄物及其他與病人體液、引流液或排泄物接觸之廢棄物，得經滅菌處理及破壞原型後，認定為一般事業廢棄物；無法破壞原型者，應於包裝容器明顯處標示產出機構名稱、滅菌方式、滅菌操作人員或機構名稱、滅菌日期及滅菌效能測試結果。

滅菌法之處理標準、操作規定及滅菌效能測試之標準程序，依中央衛生主管機關之規定辦理。

因天然災害、重大事故或其他急迫之情事發生，中央主管機關得公告緊急處理之方法或設施標準，不受第一項規定之限制。
第十八條　感染性事業廢棄物除中央主管機關另有規定外，應先經中間處理，其處理方法如下：
一、紅色容器貯存之感染性事業廢棄物：以熱處理法處理。
二、黃色容器貯存之感染性事業廢棄物：以滅菌法處理或以熱處理法處理。
三、廢棄之針頭、針筒：以熱處理法處理或應經滅菌後粉碎處理。
一、調整條次。

二、配合有害事業廢棄物認定標準第三條第二款之修正，修正為「管制醫療廢棄物」。

三、配合有害事業廢棄物認定標準第三條第二款之修正，將第一款內容依照管制醫療廢棄物分類分別規定其中間處理方法，爰修正如左。

四、增列規定滅菌後得認定為一般事業廢棄物之管制醫療廢棄物項目。
五、增列規定有關滅菌處理標準依中央衛生主管機關之規定辦理。

第二十三條　有害事業廢棄物採熱處理法者，應提出試運轉計畫，報請直轄市或縣（市）主管機關核可後，依試運轉計畫進行試運轉。試運轉完成前，應自行委託經中央主管機關認可之檢驗測定機構或經中央主管機關核准之學術、顧問機構依試運轉計畫進行測試，並於測試前通知直轄市或縣（市）主管機關。測試完成後，應檢具試運轉報告，經直轄市或縣（市）主管機關核准後，始得處理。但依本法第二十八條第二項至第五項及本法第四十二條所定管理辦法，已有試運轉規定者，從其規定。
試運轉期間以三個月為限，但必要時得申請延長之，展延期限不得超過三個月。
屬本法第二十八條第三項、第四項之共同清除處理機構或廢棄物清除處理設施，其試運轉計畫及試運轉報告之受理、核可及核准，由中央目的事業主管機關為之。
第一項試運轉計畫及試運轉報告格式由中央主管機關公告之。
第十九條　有害事業廢棄物採熱處理法者，應提出試運轉計畫，報請直轄市或縣（市）主管機關核可後，依試運轉計畫進行試運轉。試運轉完成前，應自行委託經中央主管機關認可之檢驗測定機構或經中央主管機關核准之學術、顧問機構依試運轉計畫進行測試，並於測試前通知直轄市或縣（市）主管機關。測試完成後，應檢具試運轉報告，經直轄市或縣（市）主管機關核准後，始得處理。但依本法第二十八條第二項至第五項及本法第四十二條所定管理辦法，已有試運轉規定者，從其規定。
試運轉期間以三個月為限，但必要時得申請延長之，展延期限不得超過三個月。
屬本法第二十八條第三項、第四項之共同清除處理機構或廢棄物清除處理設施，其試運轉計畫及試運轉報告之受理、核可及核准，由中央目的事業主管機關為之。
第一項試運轉計畫及試運轉報告格式由中央主管機關公告之。
一、調整條次。
二、內容未修正。

第二十四條　事業廢棄物之中間處理設施，除中央主管機關另有規定外，應符合下列規定：
一、應有堅固之基礎結構。
二、設施與廢棄物接觸之表面，採抗蝕及不透水材料構築。
三、設施周圍應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設施或措施。
四、應具有防止廢棄物飛散、流出、惡臭擴散及影響四周環境品質之必要措施。
五、應有污染防制設備及防蝕措施。
第二十條　事業廢棄物之中間處理設施，除中央主管機關另有規定外，應符合下列規定：
一、應有堅固之基礎結構。
二、設施與廢棄物接觸之表面，採抗蝕及不透水材料構築。
三、設施周圍應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設施或措施。
四、應具有防止廢棄物飛散、流出、惡臭擴散及影響四周環境品質之必要措施。
五、應有污染防制設備及防蝕措施。
一、調整條次。
二、內容未修正。

第二十五條　有害事業廢棄物之焚化處理設施，除依前條規定外，並應符合下列規定：
一、燃燒室出口中心溫度應保持攝氏一千度以上；燃燒氣體滯留時間，廢尖銳器具及感染性廢棄物者在一秒以上，其他有害事業廢棄物在二秒以上。
二、燃燒感染性事業廢棄物者，燃燒效率達百分之九十九‧九以上。
三、除燃燒感染性事業廢棄物外，其他有害事業廢棄物之有機氯化物總破壞去除效率達百分之九十九‧九九以上，多氯聯苯(PCBs)、2,3,7,8-四氯戴奧辛(2,3,7,8-TCDD)及2,3,7,8-四氯聯苯呋喃(2,3,7,8-TCDF)總破壞去除效率達百分之九十九‧九九九以上，其他毒性化學物質破壞去除效率達百分之九十九‧九以上。
四、具有自動監測、燃燒條件自動控制、燃燒室出口中心溫度連續記錄及緊急應變處理裝置。
五、其他經中央主管機關公告之事項。
流體化床廢棄物焚化爐不受前項第一款及第二款之限制。
第二十一條　有害事業廢棄物之焚化處理設施，除依前條規定外，並應符合下列規定：
一、燃燒室出口中心溫度應保持攝氏一千度以上；燃燒氣體滯留時間，感染性事業廢棄物在一秒以上，其他有害事業廢棄物在二秒以上。
二、燃燒感染性事業廢棄物者，燃燒效率達百分之九十九‧九以上。
三、除燃燒感染性事業廢棄物外，其他有害事業廢棄物之有機氯化物總破壞去除效率達百分之九十九‧九九以上，多氯聯苯(PCBs)及2,3,7,8-四氯戴奧辛(2,3,7,8-TCDD)、2,3,7,8-四氯聯苯呋喃(2,3,7,8-TCDF)總破壞去除效率達百分之九十九‧九九九以上，其他毒性化學物質破壞去除效率達百分之九十九‧九以上。
四、具有自動監測及緊急應變處理裝置。
五、其他經中央主管機關公告之事項。
流體化床廢棄物焚化爐不受前項第一款及第二款之限制。
一、調整條次。
二、配合有害事業廢棄物認定標準第三條第二款之修正，將「感染性事業廢棄物」修正為「廢尖銳器具及感染性廢棄物」。
三、第四款新增「燃燒條件自動控制、燃燒室出口中心溫度連續記錄」。

第二十六條　有害事業廢棄物採焚化法以外之熱處理法處理者，其設施應符合第二十四條及第二十五條第一項第三款至第五款之規定。
第二十二條　有害事業廢棄物採焚化法以外之熱處理法處理者，其設施應符合第二十條及第二十一條第一項第三款至第五款之規定。
一、調整條次。
二、內容依條次修正。

第二十七條　一般事業廢棄物之熱處理設施，應符合第二十四條與第二十五條第一項第四款、第五款之規定。

前項處理設施採焚化法處理者，準用一般廢棄物焚化處理設施規定。
第二十三條　一般事業廢棄物之熱處理設施，應符合第二十條與第二十一條第一項第四款、第五款之規定。

前項處理設施採焚化法處理者，準用一般廢棄物焚化處理設施規定。
一、調整條次。
二、內容依條次修正。

第二十八條 經熱處理法處理後產生之飛灰、底渣或灰渣，應每半年檢驗一次，並依有害事業廢棄物認定標準附表四之溶出試驗標準分別判定處理。
第二十三條之一 經熱處理法處理後產生之飛灰、底渣或灰渣，應每半年檢驗一次，並依有害事業廢棄物認定標準附表三之溶出試驗標準分別判定處理。
一、調整條次。
二、內容未修正。

第二十九條　固化及穩定化處理設施，除依第二十四條規定外，並應具有將廢棄物及固化劑或化學劑混合均勻之設備。
第二十四條　固化及穩定化處理設施，除依第二十條規定外，並應具有將廢棄物及固化劑或化學劑混合均勻之設備。
一、調整條次。
二、內容未修正。
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第三十條　事業廢棄物之最終處置，應以下列方式之一為之：
一、安定掩埋法。
二、衛生掩埋法。
三、封閉掩埋法。
四、海洋棄置法。
非屬水污染防治法所規範之液體廢棄物，除經中央主管機關核可者外，禁止直接以掩埋法處理。
不具相容性之事業廢棄物不得合併掩埋。
第二十五條　事業廢棄物之最終處置，應以下列方式之一為之：
一、安定掩埋法。

二、衛生掩埋法。

三、封閉掩埋法。

四、海洋棄置法。

非屬水污染防治法所規範之液體廢棄物，除經中央主管機關核可者外，禁止直接以掩埋法處理。
不具相容性之事業廢棄物不得合併掩埋。
一、調整條次。
二、內容未修正。

第三十一條　事業廢棄物經中央主管機關及中央目的事業主管機關認定，以再利用方式較符資源永續使用方式者，不得以再利用以外方式最終處置。
第二十六條　事業廢棄物經中央主管機關及中央目的事業主管機關認定，以再利用方式較符資源永續使用方式者，不得以再利用以外方式最終處置。
一、調整條次。
二、內容未修正。

第三十二條　玻璃屑、陶瓷屑、建築廢棄物、天然石材下腳碎片（塊）、廢鑄砂（殼模）及石材脫水污泥、廢鑄砂或經中央主管機關公告之一般事業廢棄物，得以安定掩埋法處置，其設施應符合下列規定：
一、於入口處豎立標示牌，標示廢棄物種類、使用期限及管理人。
二、於掩埋場周圍設有圍牆或障礙物。
三、有地盤滑動、沈陷之虞者，應設置防止之措施。
四、依掩埋廢棄物之特性及掩埋場址地形、地質設置水土保持措施。
五、防止廢棄物飛散之措施。
六、其他經中央主管機關公告者。
第二十七條　玻璃屑、陶瓷屑、建築廢棄物、天然石材下腳碎片（塊）、廢鑄砂或經中央主管機關公告之一般事業廢棄物，得以安定掩埋法處理，其設施應符合下列規定：
一、於入口處豎立標示牌，標示廢棄物種類、使用期限及管理人。
二、於掩埋場周圍設有圍牆或障礙物。
三、有地盤滑動、沈陷之虞者，應設置防止之措施。
四、依掩埋廢棄物之特性及掩埋場址地形、地質設置水土保持措施。
五、防止廢棄物飛散之措施。
六、其他經中央主管機關公告者。
一、調整條次。
二、將九十年五月十一日（九○）環署廢字第○○二九二二三號公告之公告一般事業廢棄物-「廢鑄砂（殼模）得以安定掩埋法處理」予以納入本次修正條文中。

三、考量脫水後石材污泥特性穩定，如以安全掩方式進行處置，不會對環境有重大影響，故新加入納入本條修正中。

第三十三條　安定掩埋場終止使用者，應覆蓋厚度五十公分以上之砂質或泥質黏土。
第二十八條　安定掩埋場終止使用者，應覆蓋厚度五十公分以上之砂質或泥質黏土。
一、調整條次。
二、內容未修正。

第三十四條　一般事業廢棄物無須中間處理者，得以衛生掩埋法處理，其設施除依第三十二條第二款至第六款規定外，並應符合下列規定：
一、於入口處豎立標示牌，標示管理人、掩埋廢棄物種類、掩埋區地理位置、範圍、深度及最終掩埋高程。
二、掩埋有機性廢棄物者，應設置廢氣處理設施。
三、掩埋場之底層及周圍應以透水係數低於10-7公分／秒，並與廢棄物或其滲出液具相容性，厚度六十公分以上之砂質或泥質黏土或其他相當之材料做為基礎，或以透水係數低於10-10公分／秒，並與廢棄物或其滲出液具相容性，單位厚度○．二公分以上之人造不透水材料做為基礎。
四、應有收集及處理滲出液設施。
五、須於掩埋場周圍，依地下水流向，於上下游各設置一口以上監測井。
六、除掩埋物屬不可燃者外，須設置滅火器或其他有效消防設備。
七、其他經中央主管機關公告之事項。
一般事業廢棄物經中間處理後，或有害事業廢棄物經中間處理並經直轄市或縣（市）主管機關認定為一般事業廢棄物者，適用前項之規定。
第二十九條　一般事業廢棄物無須中間處理者，得以衛生掩埋法處理，其設施除依第二十七條第二款至第六款規定外，並應符合下列規定：
一、於入口處豎立標示牌，標示管理人、掩埋廢棄物種類、掩埋區地理位置、範圍、深度及最終掩埋高程。
二、掩埋有機性廢棄物者，應設置廢氣處理設施。
三、掩埋場之底層及周圍應以透水係數低於10-7公分／秒，並與廢棄物或其滲出液具相容性，厚度六十公分以上之砂質或泥質黏土或其他相當之材料做為基礎，或以透水係數低於10-10公分／秒，並與廢棄物或其滲出液具相容性，單位厚度○．二公分以上之人造不透水材料做為基礎。
四、應有收集及處理滲出液設施。
五、須於掩埋場周圍，依地下水流向，於上下游各設置一口以上監測井。
六、除掩埋物屬不可燃者外，須設置滅火器或其他有效消防設備。
七、其他經中央主管機關公告之事項。
一般事業廢棄物經中間處理後，或有害事業廢棄物經中間處理並經直轄市或縣（市）主管機關認定為一般事業廢棄物者，適用前項之規定。
一、調整條次。
二、內容依條次修正。

第三十五條　衛生掩埋場於每工作日結束時，應覆蓋厚度十五公分以上之土，並予以壓實；於終止使用時，應覆蓋厚度五十公分以上之砂質或泥質黏土。
第三十條　衛生掩埋場於每工作日結束時，應覆蓋厚度十五公分以上之土，並予以壓實；於終止使用時，應覆蓋厚度五十公分以上之砂質或泥質黏土。
一、調整條次。
二、內容未修正。

第三十六條　安定掩埋場、衛生掩埋場之覆蓋，能以其他有效方法或無須每日覆蓋者，得申請直轄市、縣（市）主管機關核准後為之。
第三十一條　安定掩埋場、衛生掩埋場之覆蓋，能以其他有效方法或無須每日覆蓋者，得申請直轄市、縣（市）主管機關核准後為之。
一、調整條次。
二、內容未修正。

第三十七條　事業廢棄物採衛生掩埋者須符合本標準附表一之規定，始得進行衛生掩埋。

1、 新增條文。

2、 新增衛生掩埋場之進場管制標準值，以防止掩埋場之場址污染事件發生。

第三十八條　有害事業廢棄物得以封閉掩埋法處置，其設施除依第三十二條第二款至第六款及第三十四條第一項第一款、第四款、第五款規定外，並應符合下列規定：
一、掩埋場應有抗壓及抗震之設施。
二、掩埋場應舖設進場道路，其寬度為五公尺以上。
三、應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設施。
四、掩埋場之周圍及底部設施，應以具有單軸抗壓強度二百四十五公斤／平方公分以上，厚度十五公分以上之混凝土或其他具有同等封閉能力之材料構築。
五、掩埋面積每超過五十平方公尺或掩埋容積超過二百五十立方公尺者，應予間隔，其隔牆及掩埋完成面以具有單軸抗壓強度二百四十五公斤／平方公分、壁厚十公分以上之混凝土或其他具同等封閉能力之材料構築。
六、依有害事業廢棄物之種類、特性及掩埋場土壤性質，採防蝕、防漏措施。
七、掩埋場底層，應以透水係數低於10-7公分／秒，並與廢棄物或其滲出液具相容性，厚度六十公分以上之砂質或泥質黏土或其他相當之材料做為基礎，及以透水係數低於10-10公分／秒，並與廢棄物或其滲出液具相容性，單位厚度○‧二公分以上之人造不透水材料做為襯裡。
八、應有收集及處理滲出液之設施。
九、其他經中央主管機關公告之事項。
封閉掩埋場設置下列連續三層設施者，不受前項第四款、第五款及第七款之限制：
一、掩埋場底層及周圍設施覆以透水係數低於10-7公分／秒、厚度九十公分之黏土，再覆以單位厚度○‧○七六公分以上雙層人造不透水材料。
二、中層須覆以透水係數大於10-2公分／秒、厚度三十公分以上之細砂、碎石或其他同等材料並設置滲出液偵測及收集設施，再覆以透水係數低於10-7公分／秒、厚度三十公分黏土層。
三、上層須覆以透水係數大於10-2公分／秒、厚度三十公分以上之細砂、砂石或其他同等材料，並設置滲出液收集設施，再覆以厚度三十公分砂質或泥質黏土。
第三十二條　有害事業廢棄物，應以封閉掩埋法處理，其設施除依第二十七條第二款至第六款及第二十九條第一項第一款、第四款、第五款規定外，並應符合下列規定：
一、掩埋場應有抗壓及抗震之設施。
二、掩埋場應舖設進場道路，其寬度為五公尺以上。
三、應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設施。
四、掩埋場之周圍及底部設施，應以具有單軸抗壓強度二百四十五公斤／平方公分以上，厚度十五公分以上之混凝土或其他具有同等封閉能力之材料構築。
五、掩埋面積每超過五十平方公尺或掩埋容積超過二百五十立方公尺者，應予間隔，其隔牆及掩埋完成面以具有單軸抗壓強度二百四十五公斤／平方公分、壁厚十公分以上之混凝土或其他具同等封閉能力之材料構築。
六、依有害事業廢棄物之種類、特性及掩埋場土壤性質，採防蝕、防漏措施。
七、掩埋場底層，應以透水係數低於10-7公分／秒，並與廢棄物或其滲出液具相容性，厚度六十公分以上之砂質或泥質黏土或其他相當之材料做為基礎，及以透水係數低於10-10公分／秒，並與廢棄物或其滲出液具相容性，單位厚度○‧二公分以上之人造不透水材料做為襯裡。
八、應有收集及處理滲出液之設施。
九、其他經中央主管機關公告之事項。
封閉掩埋場設置下列連續三層設施者，不受前項第四款、第五款及第七款之限制：
一、掩埋場底層及周圍設施覆以透水係數低於10-7公分／秒、厚度九十公分之黏土，再覆以單位厚度○‧○七六公分以上雙層人造不透水材料。
二、中層須覆以透水係數大於10-2公分／秒、厚度三十公分以上之細砂、碎石或其他同等材料並設置滲出液偵測及收集設施，再覆以透水係數低於10-7公分／秒、厚度三十公分黏土層。
三、上層須覆以透水係數大於10-2公分／秒、厚度三十公分以上之細砂、砂石或其他同等材料，並設置滲出液收集設施，再覆以厚度三十公分砂質或泥質黏土。
一、調整條次。


第三十九條　封閉掩埋場終止使用者，應先覆以厚度十五公分砂質或泥質黏土，再覆蓋透水係數低於10-10公分／秒、單位厚度○‧二公分以上之人造不透水材料及厚度六十公分以上之砂質或泥質黏土，並予壓實。
前項掩埋場不得做為建築用地或其他工作場所。
第三十三條　封閉掩埋場終止使用者，應先覆以厚度十五公分砂質或泥質黏土，再覆蓋透水係數低於10-10公分／秒、單位厚度○‧二公分以上之人造不透水材料及厚度六十公分以上之砂質或泥質黏土，並予壓實。
前項掩埋場不得做為建築用地或其他工作場所。
一、調整條次。
二、內容未修正。

第四十條　事業廢棄物之處理採海洋棄置者，依海洋污染防治法之規定。
第三十四條　事業廢棄物之處理採海洋棄置者，依海洋污染防治法之規定。
一、調整條次。
二、內容未修正。

第四十一條　經固化法處理後之固化物，採衛生掩埋法處理者，其固化物之單軸抗壓強度，應在十公斤／平方公分以上。
有害事業廢棄物採固化法、穩定法或其他經中央主管機關公告指定之處理方法處理者，其溶出試驗結果應低於本標準附表一之規定值始可進行衛生掩埋。並應採封閉掩埋法或衛生掩埋法處理，其採衛生掩埋處理者，應獨立分區掩埋管理。
前二項採再利用者，應依再利用相關規定申請。
第三十五條　經固化法處理後之固化物，採衛生掩埋法處理者，其固化物之單軸抗壓強度，應在十公斤／平方公分以上。
有害事業廢棄物採固化法、穩定法或其他經中央主管機關公告指定之處理方法處理者，其溶出試驗結果應低於有害事業廢棄物認定標準附表三之溶出試驗標準。並應採封閉掩埋法或衛生掩埋法處理，其採衛生掩埋處理者，應獨立分區掩埋管理。
前二項採再利用者，應依再利用相關規定申請。
一、調整條次。
二、內容新增衛生掩埋場之進場管制標準值，以防止掩埋場址之污染事件。

第六章　附　則
第六章　附　則
未修正

第四十二條　能以本標準規定以外之其他處理方法更有效去毒、減容、減積處理所產生或接受委託處理事業廢棄物者，應檢具下列文件，向直轄市、縣（市）主管機關提出申請，並由直轄市、縣（市）主管機關核轉中央主管機關核准，不受第十九條、第二十條處理方法之限制：
一、廢棄物特性、組成及成分分析。
二、處理方法、原理及流程。
三、主要設備及功能說明。
四、污染防治計畫書。
五、商業運轉實績證明：在外國者須經權責主管單位證明後，譯成中文再經外交部授權機構或駐外單位驗證，並經外交部認證；在大陸地區者，需經財團法人海峽交流基金會驗證；國內外無商業運轉實績者，須檢附相關證明文件。
六、其他經中央主管機關指定之事項。
經中央主管機關依前項核准之處理方法並經公告者，其他事業於相同條件、設備之情形下，免依前項規定提出申請。
第三十六條　能以本標準規定以外之其他處理方法更有效去毒、減容、減積處理所產生或接受委託處理事業廢棄物者，應檢具下列文件，向直轄市、縣（市）主管機關提出申請，並由直轄市、縣（市）主管機關核轉中央主管機關核准，不受第十七條、第十八條處理方法之限制：
一、廢棄物特性、組成及成分分析。
二、處理方法、原理及流程。
三、主要設備及功能說明。
四、污染防治計畫書。
五、商業運轉實績證明：在外國者須經權責主管單位證明後，譯成中文再經外交部授權機構或駐外單位驗證，並經外交部認證；在大陸地區者，需經財團法人海峽交流基金會驗證；國內無商業運轉實績者，得檢附品質保證書。
六、其他經中央主管機關指定之事項。
經中央主管機關依前項核准之處理方法並經公告者，其他事業於相同條件、設備之情形下，免依前項規定提出申請。
一、調整條次。
二、內容未修正。

第四十三條　事業採本法第二十八條第一項第二款至第四款規定之方式清除、處理事業廢棄物者，應先與受託處理者簽訂書面契約或取得執行機關出具同意處理之證明文件。

前項文件須載明事業廢棄物種類、數量及期限，始得清除至受託機關處理之。
前項受託清除及處理者非屬同一時，事業委託其清除、處理之書面契約應分別簽訂。但未達中央主管機關公告一定規模以上之事業，其委託清除、處理之書面契約得共同簽訂。
第三十七條　事業採本法第二十八條第一項第二款至第四款規定之方式清除、處理事業廢棄物者，應先與受託處理者簽訂書面契約或取得執行機關出具同意處理之證明文件，載明事業廢棄物種類、數量及期限，始得自行清除或委託清除至該廢棄物受託處理者處理。
前項受託清除及處理者非屬同一時，事業委託其清除、處理之書面契約應分別簽訂。但未達中央主管機關公告一定規模以上之事業，其委託清除、處理之書面契約得共同簽訂。
一、調整條次。
二、內容文字修正。

第四十四條　本標準修正前已設立之事業，對於本標準修正新增或變更之規定，應於本標準發布後一年內完成改善。
因有害事業廢棄物認定標準修正而增列之各類有害事業廢棄物貯存設施，應於本標準發布後一年內完成改善。
事業於前兩項改善期限內，免予處罰。
第三十八條　本標準修正前已設立之事業，對於本標準修正新增規定應於本標準發布後一年內完成改善。
事業於前項改善期限內，免予處罰。
一、調整條次。
二、對於本標準修正新增或變更者，給予一年的改善緩衝期限。

三、針對有害事業廢棄物認定標準修正衍生之設施變更，亦給予一年的改善緩衝期限。

第四十五條　本標準所稱之標誌，由中央主管機關公告之。
第三十九條　本標準所稱之標誌，由中央主管機關公告之。
一、調整條次。
二、原條文未修正。

第四十六條　本標準第三十四條與第三十八條所使用之衛生掩埋場進場管制標準值(附表一)，於民國九十八年一月一日開始施行。

1、 本條新增。

2、 考量國內衛生掩埋場進場管制標準建立後，整體處理技術或掩埋場作業管制上須進行合宜的調整，故給予適當的緩衝，以利後續的有效執行。

第四十七條　本標準自發布日施行。
第四十條　本標準自發布日施行。
一、調整條次。
二、原條文未修正。

附表一、衛生掩埋場進場管制標準值

有害物質
CAS number
管制標準值總量(mg/kg)或TCLP(mg/L)

農藥與除草劑污染物

1.有機氯



Aldrin
309–00–2
0.066

alpha-BHC
319–84–6
0.066

beta-BHC
319–85–7
0.066

delta-BHC
319–86–8
0.066

gamma-BHC
58–89–9
0.066

o,p′-DDD
53–19–0
0.087

p,p′-DDD
72–54–8
0.087

o,p′-DDE
3424–82–6
0.087

p,p′-DDE
72–55–9
0.087

o,p′-DDT
789–02–6
0.087

p,p′-DDT
50–29–3
0.087

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid/2,4-D
94–75–7
10

Dieldrin
60–57–1
0.13

Endosulfan I
959–98–8
0.066

Endosulfan II
33213–65–9
0.13

Endrin
72–20–8
0.13

Heptachlor
76–44–8
0.066

Heptachlor epoxide
1024–57–3
0.066

Silvex/2,4,5-TP
93–72–1
7.9

2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid/2,4,5-T
93–76–5
7.9

2.有機磷劑



Butylate
2008–41–5
1.4

Disulfoton
298–04–4
6.2

Famphur
52–85–7
15

Methyl parathion
298–00–0
4.6

Molinate
2212–67–1
1.4

Parathion
56–38–2
4.6

Phorate
298–02–2
4.6

Pebulate
1114–71–2
1.4

Prosulfocarb
52888–80–9
1.4

Triallate
2303–17–5
1.4

3.胺基甲酸鹽



Aldicarb sulfone
1646–88–4
0.28

Barban
101–27–9
1.4

Bendiocarb
22781–23–3
1.4

Benomyl
17804–35–2
1.4

Carbaryl
63–25–2
0.14

Carbenzazim
10605–21–7
1.4

Carbofuran
1563–66–2
0.14

Carbofuran phenol
1563–38–8
1.4

Carbosulfan
55285–14–8
1.4

m-Cumenyl methylcarbamate
64–00–6
1.4

Dithiocarbamates (total) 6
NA
28

EPTC
759–94–4
1.4

Formetanate hydrochloride
23422–53–9
1.4

Methapyrilene
91–80–5
1.5

Methiocarb
2032–65–7
1.4

Methomyl
16752–77–5
0.14

Metolcarb
1129–41–5
1.4

Oxamyl
23135–22–0
0.28

Physostigmine
57–47–6
1.4

Physostigmine salicylate
57–64–7
1.4

Promecarb
2631–37–0
1.4

Propham
122–42–9
1.4

Propoxur
114–26–1
1.4

Thiodicarb
59669–26–0
1.4

Thiophanate-methyl
23564–05–8
1.4

Vernolate
1929–77–7
1.4

有機性污染物

Acenaphthylene
208–96–8
3.4

Acenaphthene
83–32–9
3.4

Acetone
67–64–1
160

Acetonitrile
75–05–8
38

Acetophenone
96–86–2
9.7

2-Acetylaminofluorene
53–96–3
140

Acrolein
107–02–8
NA

Acrylamide
79–06–1
23

Acrylonitrile
107–13–1
84

4-Aminobiphenyl
92–67–1
NA

Aniline
62–53–3
14

Anthracene
120–12–7
3.4

Aramite
140–57–8
NA

Benzene
71–43–2
10

Benz(a)anthracene
56–55–3
3.4

Benzal chloride
98–87–3
6.0

Benzo(b)fluoranthene (difficult to distinguish from benzo(k)fluoranthene)
205–99–2
6.8

Benzo(k)fluoranthene (difficult to distinguish from benzo(b)fluoranthene)
207–08–9
6.8

Benzo(g,h,i)perylene
191–24–2
1.8

Benzo(a)pyrene
50–32–8
3.4

Bromodichloromethane
75–27–4
15

Bromomethane/Methyl bromide
74–83–9
15

4-Bromophenyl phenyl ether
101–55–3
15

n-Butyl alcohol
71–36–3
2.6

Butyl benzyl phthalate
85–68–7
28

2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenol/Dinoseb
88–85–7
2.5

Carbon disulfide
75–15–0
4.8 mg/l TCLP

Carbon tetrachloride
56–23–5
6.0

Chlordane (alpha and gamma isomers)
57–74–9
0.26

p-Chloroaniline
106–47–8
16

Chlorobenzene
108–90–7
6.0

Chlorobenzilate
510–15–6
NA

2-Chloro-1,3-butadiene
126–99–8
0.28

Chlorodibromomethane
124–48–1
15

Chloroethane
75–00–3
6.0

bis(2-Chloroethoxy)methane
111–91–1
7.2

bis(2-Chloroethyl)ether
111–44–4
6.0

Chloroform
67–66–3
6.0

bis(2-Chloroisopropyl)ether
39638–32–9
7.2

p-Chloro-m-cresol
59–50–7
14

2-Chloroethyl vinyl ether
110–75–8
NA

Chloromethane/Methyl chloride
74–87–3
30

2-Chloronaphthalene
91–58–7
5.6

2-Chloropchenol
95–57–8
5.7

3-Chloropropylene
107–05–1
30

Chrysene
218–01–9
3.4

o-Cresol
95–48–7
5.6

m-Cresol
108–39–4
5.6

p-Cresol
106–44–5
5.6

Cyclohexanone
108–94–1
0.75 mg/l TCLP

Dibenz(a,h)anthracene
53–70–3
8.2

Dibenz(a,e)pyrene
192–65–4
NA

1,2-Dibromo-3-chloropropane
96–12–8
15

1,2-Dibromoethane/Ethylene dibromide
106–93–4
15

Dibromomethane
74–95–3
15

m-Dichlorobenzene
541–73–1
6.0

o-Dichlorobenzene
95–50–1
6.0

p-Dichlorobenzene
106–46–7
6.0

Dichlorodifluoromethane
75–71–8
7.2

1,1-Dichloroethane
75–34–3
6.0

1,2-Dichloroethane
107–06–2
6.0

1,1-Dichloroethylene
75–35–4
6.0

trans-1,2-Dichloroethylene
156–60–5
30

2,4-Dichlorophenol
120–83–2
14

2,6-Dichlorophenol
87–65–0
14

1,2-Dichloropropane
78–87–5
18

cis-1,3-Dichloropropylene
10061–01–5
18

trans-1,3-Dichloropropylene
10061–02–6
18

Diethyl phthalate
84–66–2
28

p-Dimethylaminoazobenzene
60–11–7
NA

2,4-Dimethyl phenol
105–67–9
14

Dimethyl phthalate
131–11–3
28

Di-n-butyl phthalate
84–74–2
28

1,4-Dinitrobenzene
100–25–4
2.3

4,6-Dinitro-o-cresol
534–52–1
160

2,4-Dinitrophenol
51–28–5
160

2,4-Dinitrotoluene
121–14–2
140

2,6-Dinitrotoluene
606–20–2
28

Di-n-octyl phthalate
117–84–0
28

Di-n-propylnitrosamine
621–64–7
14

1,4-Dioxane
123–91–1
170

Diphenylamine
122–39–4
13

Diphenylnitrosamine
86–30–6
13

1,2-Diphenylhydrazine
122–66–7
NA

Endosulfan sulfate
1031–07–8
0.13

Endrin aldehyde
7421–93–4
0.13

Ethyl acetate
141–78–6
33

Ethyl benzene
100–41–4
10

Ethyl cyanide/Propanenitrile
107–12–0
360

Ethyl ether
60–29–7
160

Ethyl methacrylate
97–63–2
160

Ethylene oxide
75–21–8
NA

Fluoranthene
206–44–0
3.4

Fluorene
86–73–7
3.4

Hexachlorobenzene
118–74–1
10

Hexachlorobutadiene
87–68–3
5.6

Hexachlorocyclopentadiene
77–47–4
2.4

Hexachloroethane
67–72–1
30

Indeno(1,2,3-c,d) pyrene
193–39–5
3.4

Iodomethane
74–88–4
65

Isobutyl alcohol
78–83–1
170

Isodrin
465–73–6
0.066

Isosafrole
120–58–1
2.6

Kepone
143–50–0
0.13

Methacrylonitrile
126–98–7
84

Methanol
67–56–1
0.75 mg/l TCLP

Methoxychlor
72–43–5
0.18

3-Methylcholanthrene
56–49–5
15

4,4-Methylene bis(2-chloroaniline)
101–14–4
30

Methylene chloride
75–09–2
30

Methyl ethyl ketone
78–93–3
36

Methyl isobutyl ketone
108–10–1
33

Methyl methacrylate
80–62–6
160

Methyl methanesulfonate
66–27–3
NA

Mexacarbate
315–18–4
1.4

Naphthalene
91–20–3
5.6

2-Naphthylamine
91–59–8
NA

o-Nitroaniline
88–74–4
14

p-Nitroaniline
100–01–6
28

Nitrobenzene
98–95–3
14

5-Nitro-o-toluidine
99–55–8
28

o-Nitrophenol
88–75–5
13

p-Nitrophenol
100–02–7
29

N-Nitrosodiethylamine
55–18–5
28

N-Nitrosodimethylamine
62–75–9
2.3

N-Nitroso-di-n-butylamine
924–16–3
17

N-Nitrosomethylethylamine
10595–95–6
2.3

N-Nitrosomorpholine
59–89–2
2.3

N-Nitrosopiperidine
100–75–4
35

N-Nitrosopyrrolidine
930–55–2
35

Total PCBs (sum of all PCB isomers, or all Aroclors)
1336–36–3
10

Pentachlorobenzene
608–93–5
10

PCDDs & PCDFs
NA
0.003 (TEQ)

Pentachloroethane
76–01–7
6.0

Pentachloronitrobenzene
82–68–8
4.8

Pentachlorophenol
87–86–5
7.4

Phenacetin
62–44–2
16

Phenanthrene
85–01–8
5.6

Phenol
108–95–2
6.2

Phthalic acid
100–21–0
28

Phthalic anhydride
85–44–9
28

Pronamide
23950–58–5
1.5

Pyrene
129–00–0
8.2

Pyridine
110–86–1
16

Safrole
94–59–7
22

1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
95–94–3
14

1,1,1,2-Tetrachloroethane
630–20–6
6.0

1,1,2,2-Tetrachloroethane
79–34–5
6.0

Tetrachloroethylene
127–18–4
6.0

2,3,4,6-Tetrachlorophenol
58–90–2
7.4

Toluene
108–88–3
10

Toxaphene
8001–35–2
2.6

Tribromomethane/Bromoform
75–25–2
15

1,2,4-Trichlorobenzene
120–82–1
19

1,1,1-Trichloroethane
71–55–6
6.0

1,1,2-Trichloroethane
79–00–5
6.0

Trichloroethylene
79–01–6
6.0

Trichlorofluoromethane
75–69–4
30

2,4,5-Trichlorophenol
95–95–4
7.4

2,4,6-Trichlorophenol
88–06–2
7.4

1,2,3-Trichloropropane
96–18–4
30

1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
76–13–1
30

Triethylamine
121–44–8
1.5

tris-(2,3-Dibromopropyl) phosphate
126–72–7
0.10

Vinyl chloride
75–01–4
6.0

Xylenes-mixed isomers (sum of o-, m-, and p-xylene concentrations)
1330–20–7
30

無機污染物

Antimony
7440–36–0
1.15 mg/l TCLP

Arsenic
7440–38–2
5.0 mg/l TCLP

Barium
7440–39–3
21 mg/l TCLP

Beryllium
7440–41–7
1.22 mg/l TCLP

Cadmium
7440–43–9
0.11 mg/l TCLP

Chromium (Total)
7440–47–3
0.60 mg/l TCLP

Cyanides (Total)
57–12–5
590

Cyanides (Amenable)
57–12–5
30

Lead
7439–92–1
0.75 mg/l TCLP

Mercury—Nonwastewater from Retort
7439–97–6
0.20 mg/l TCLP

Mercury—All Others
7439–97–6
0.025 mg/l TCLP

Nickel
7440–02–0
11 mg/l TCLP

Selenium
7782–49–2
5.7 mg/l TCLP

Silver
7440–22–4
0.14 mg/l TCLP

Thallium
7440–28–0
0.20 mg/l TCLP

Vanadium
7440–62–2
1.6 mg/l TCLP

Zinc
7440–66–6
4.3 mg/l TCLP
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